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摘要(译)

本发明涉及化学式1的发光金属化合物和包含该化合物的有机电致发光器
件。在化学式1中，M选自Ir，Pt，Rh，Re和Os，m为2，条件是当M为
Pt时m为1。 X是N或P原子，Y是S，O或Se，Z是SiR5R6，CR5R6，
PR5，S，SO2，羰基或NR5，L2由化学式2,3或4表示.R1 ，R2，R3，
R4，R5，R6，R7和R8相同或不同，并且选自氢，C1至C20烷基，芳
基，环烷基，卤素，至少包括直链或支链取代基。一个卤素，包括至少
一个杂原子，羰基，乙烯基和乙炔基的直链或支链取代基，或可以形成
环，R9是氢，除芳族环状取代基外的C1-C20烷基，环烷基，卤素，a包
含至少一个卤素的直链或支链取代基;或包含至少一个杂原子的直链或支
链取代基。
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